OMEX

Formulated with resins and very selected waves

(NANO) 559 555 gili tawgi z olaw UV wd g T W

JIB 9 osub 3T gili Sjglgisai b (NANO) 8jglgisi gili lawgi pglaw UV as g of 3o
GUo > ¥9000 9 03905 f b 1y 3i)h 1) g 03> bl a5 2glaw ulsd bg) y 0slaiuwl
9 i Gule ylgic oy Jlgixo 0slo gl jl Al 0 L) Yylio Y3 qy ugls) 3945 S Lgls 10

335 030wl Qi (BB 3o )s3m0 Jlmi giubgy

< wlasivo

&b .5 ols Jaul

\Ej)dg\/bj) °

POMEX

Slhagd> .

S p 0)59ls \ yogar0 J)9 e

O30y Luglo) g lojw 9 Loy5 )l )9 v awgl Sad Al y3:S5)lambi L0 g byl .
Juwusy

S Y+ g \-f ;500 Qiuy o

éﬁ)w

02)L 09> Liw ST igh pglaw P35 B9 1 5ilg 9 ugb) 1



LUX

OMEX

Formulated with resins and very selected waves

D a0 9 )
U 9 gald aluwg vy yuuw 9 05905 1l 13> 9 Ut 95)5 aigh ym jl 1) ylai )90 alaw

g}hﬁggug.o.lol6IJ4..xmauiui:g.gl)a.lawplnjnbg)g.lom.xgblplgiég)ﬂwgiu%
Cawlai Il aclw £ G Y Lilo) dold (v ugi 95 s 1) Joano uwl jimy jiglho Lutis

b

glai>lw o 1g21 giubgy & 3ol Jaib )3 glgic aum q g 0ab iy Mols 1331 31 guy
Ry EVRCYTVY]

a0 & gl gladls L>)B Slai 0oy 0)gud )l .
D 05 > Ol b g s> )l gy 9 059 guikivus JB o

Sublwo 131 P Sl g 059 D o y 0slol e



